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单晶硅太阳能电池绒面的减反射膜

为了减少硅片表面入射光反射率，除了硅片表面绒面化，还有一个有效方法是在电池受光
面制备减反射膜。在绒面上在沉积一层减反射膜，可使硅表面光反射率降低 5%
下。目前在生产中普遍使用 SiNx 作为减反射膜，主要是因为 SiNx 膜不仅具有良好的减反
射效果，还能起到很好的表面钝化作用。如下图所示，单晶硅太阳能电池绒面的减反射膜
。

光伏电池生成的电流需要通过其表面的电极进行收集和输送。太阳能电池制造过程中，场
发射扫描电镜厂家，需要在硅片上印刷金属浆料，场发射扫描电镜型号，用来制备电池接
触电极。烧结后，在电池表面形成正面电极和背面电极，从而起到收集和传输电流的作用
。

扫描电子显微镜SEM分析



扫描电子显微镜SEM分析原理：用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、
背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象。谱图的表示方法：背散射象、二次电子象
、吸收电流象、元素的线分布和面分布等。提供的信息：断口形貌、表面显微结构、薄膜
内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等。

扫描电子显微镜SEM应用范围：

1、材料表面形貌分析，微区形貌观察

2、各种材料形状、大小、表面、断面、粒径分布分析

3、各种薄膜样品表面形貌观察、薄膜粗糙度及膜厚分析

扫描电子显微镜样品制备比透射电镜样品制备简单，不需要包埋和切片。

 电子束引致电流(Electron-beam induced Current ，天津场发射扫描电镜， EBIC)：当
一个p-n接面(Junction)经电子束照射后，会产生过多的电子-空位对，这些载子扩散时被p-
n接面的电场收集，外加线路时即会产生电流。阴极发光(Cathodoluminescence)：当电子束
产生之电子-空位对再结合时，河北场发射扫描电镜，会放出各种波长电磁波，此为阴极
发光(CL)，不同材料发出不同颜色之光。样品电流(Specimen Current)：电子束射到样品上
时，一部份产生二次电子及背向散射电子，另一部份则留在样品里，当样品接地时即产生
样品电流。

迈基尔科技(图)-场发射扫描电镜厂家-河北场发射扫描电镜由迈基尔科技（天津）有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。迈基尔科技（天津）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为仪器仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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